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〈編集後記〉 
　現在、シリコンとゲルマニウムの混晶ＳｉＧｅに関する原稿を執筆しています。シリコン

ＭＯＳ型トランジスタは、単純な微細化のみでは高性能化が難しくなり、歪みＳｉやＧｅ、ＳｉＧｅ

などが用いられています。ＳｉＧｅ混晶の禁止帯幅は、米国ＲＣＡの研究者によって１９５８年に

発表された、低温から室温までの光学測定の結果が今も使われ続けられています。当時、

どのような背景で、ＳｉＧｅ混晶が詳細に研究されたか分かりません。しかし、半世紀以上

もたってから、ＳｉＧｅがこのように注目されるとは想像していなかったと思います。低温

における精密な物性測定の重要性を示す多くの例の一つだと思います。「低温センターだ

より」を通して、このような低温測定の魅力と重要性を一人でも多くの方に伝えることが

できればと願っています。 

　第１５０号となる本号は、大阪大学グローバルＣＯＥ特集号の４回目となります。扱われ

ている材料は、形状記憶合金、共役高分子複合体、窒化物半導体と幅広い分野にまたがっ

ていますが、たいへん読みやすく解説されています。貴重な時間を割いてご執筆賜りまし

た先生方に厚く御礼申し上げます。 

（森　伸也） 
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